
TiO2和Ti2O3 电磁屏蔽膜层 相机镜头 镀膜 电弧离子镀膜

产品名称 TiO2和Ti2O3 电磁屏蔽膜层 相机镜头 镀膜
电弧离子镀膜

公司名称 西安志阳百纳真空镀膜有限公司

价格 .00/件

规格参数 镀层金属:可定制(TiC/TiNC/Gr/等等）
镀层颜色:可定制（银色/黑色/宝蓝色/铜色/等)
镀层厚度:20nm~1000nm

公司地址 陕西省西安市长安区鸣犊街办留公三村199号

联系电话  18566216378

产品详情

TiO2和Ti2O3是两种常用于电磁屏蔽膜层和相机镜头镀膜的材料。它们通过电弧离子镀膜技术被应用于
各种光学器件中，为其提供优异的电磁屏蔽性能和光学性能。

电磁屏蔽膜层在现代电子设备中扮演着重要的角色，它们能够有效地阻挡外部电磁干扰，保护设备内部
元件的正常工作。TiO2和Ti2O3作为电磁屏蔽膜层的材料，具有高度的透明性和优异的电磁屏蔽性能，
能够满足现代电子设备对于光学透明度和电磁屏蔽性能的双重需求。

相机镜头作为光学器件的重要组成部分，需要具备优异的光学性能和耐用性。通过在相机镜头表面进行
TiO2和Ti2O3的镀膜处理，可以提高其透光率和耐磨性，同时增强其抗反射和防水性能，从而提升相机
镜头的成像质量和使用寿命。

电弧离子镀膜技术是一种先进的表面处理技术，通过在真空环境中利用电弧放电产生的离子束沉积材料
在器件表面，实现对材料表面性能的调控。利用电弧离子镀膜技术，可以在相机镜头等光学器件表面均
匀地沉积TiO2和Ti2O3薄膜，实现对其光学性能和电磁屏蔽性能的精确控制。

综上所述，TiO2和Ti2O3作为电磁屏蔽膜层和相机镜头的镀膜材料，通过电弧离子镀膜技术的应用，为
光学器件提供了优异的电磁屏蔽性能和光学性能，为现代电子设备和摄影器材的发展提供了重要支持。
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